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Sposéb i urzadzenie do automatycznego uwalniania wypraski

Przedmiotem wynalazku jest spos6b i urzadzenie do automatycznego uwalniania wypraski.

W czasie prasowania na automatycznych prasach mechanicznych, pierécieniowych elementéw
ceramicznych o wyksztalconych $ciankach bocznych np. pierscieniowych rdzeni kielichowych z
materiatéw ferrytowych do uktadu odchylania linii w odbiornikach telewizyjnych, zachodzi szereg
nitkorzystnych zjawisk utrudniajacych prasowanie. Znana jest z polskiego opisu wzoru uzytko-
wego nr Ru 26 148 tuleja zwana w dalszej czgéci gbrng matrycg w postaci zaostrzonego u gory
pierscienia o niewielkiej wysokosci z szeregiem poobwodowych otworéw do usuwania nagaru i
zaopatrzonym w otwory w wybraniu w dolnej cz¢§ci matrycy gornej, poprzez ktére odprowadzany
jest na zewnatrz nadmiar proszku prasowniczego w czasie prasowania. Jednak rozwigzanie to
stwarza trudno$ci w samoczynnym uwalnianiu wypraski.

Dotychczas uwalnianie wypraski realizowano rgcznie w sposéb okresowy. Dotychczasowa
konstrukcja pozwala jedynie na bardziej jednorodne zaggszczanie wypraski w formie prasowniczej
poprzez usuwanie nadmiaru masy prasowniczej z gniazda zasypowego matrycy oraz zapobiega
zacieraniu si¢ i przekrzywianiu si¢ formy prasowniczej. Automatyczne uwalnianie wypraski wedtug
wynalazku polega na tym, Ze powierzchnie zewnetrzne wypraski przy wypychaniu z matrycy
gléwnej obciska si¢ w zespole stempla gérnego, gbrna matryca z sitami dobranymi w taki sposéb
aby stworzy¢ sily zabezpieczajace przed zbyt wielkim nierdwnomiernym i warstwowym rozpreze-
niem. Nastgpnic wypraske uwalnia si¢ z zespotu stempla gornego poprzez wymuszony ruch
matrycy goérnej — obciskujacej wypraske, wzglgdem stempla gérnego w kierunku jego podstawy.

Urzadzenie do automatycznego uwalniania wypraski zawiera kolumng, w ktérej nacigty jest
rowek na pewnym odcinku o linii Srubowej. Na kolumnie osadzona jest suwliwie tuleja zaopa-
trzona w wodzik oraz polaczona gwintem z matrycg gérng. Tuleja to obejmowana jest w polaczeniu
suwliwym przez tuleje zamocowana na sztywno do plyty stempla gbrnego.

Urzadzenie jest blizej objaénione na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia poprzeczny przek-
r6j czgdci formujgcych.
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Stempel gérny § zamocowany jest na state w ptycie gornej 8 i wykonuje ruch do géry. G6rna
matryca 7 obciska wypraske 11 do momentu wejscia wodzika 4 w sko$ny odcinek rowka nacigtego
w kolumnie 1. Kolumna 1 zamocowana jest na sztywno w plycie matrycowej 9. Na kolumnie 1
wodzi si¢ suwliwie tuleja 3z zamocowanym wodzikiem 4, ktéra w momencie wchodzenia wodzika 4
w skosny odcinek rowka otrzymuje ruch obrotowy i wkregca si¢ w matryc¢ gérng 7. Powoduje to
przesunigcie si¢ matrycy goérnej 7 ku podstawie stempla goérnego § a zatem uwalnianie wypraski
11.Fig. 1 przedstawia ponadto stempel dolny 6 i ptytg podstaw 10.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposdb automatycznego uwalniania wypraski objemowanej gérng matryca, znamienny
tym, ze powierzchnia zewngtrzna wypraski przy wypadaniu z matrycy giéwnej obciska si¢ w zespole
stempla gornego, gérna matryca z sitami dobranymi w taki sposéb aby stworzy¢ sity zabezpiecza-
jace przed zbyt wielkim nierOwnomiernym i warstwowym rozpr¢Zeniem, nast¢pnie wypraske
uwalnia si¢ z zespotu stempla gérnego poprzez wymuszony ruch matrycy gérnej obciskajacej
wyprask¢ wzgledem stempla gérnego w kierunku jego podstawy.

2. Urzadzenie do automatycznego uwalniania wypraski z zespotu stempla gérnego, zna-
mienne tym, ze w kolumnie (1) nacigty jest rowek, na pewnej dlugosci o linii Srubowej, w ktérym
znajduje si¢ wodzik (4) zamocowany na stale w tulei (3) polaczonej korzystnie gwintem z matryca
gorna (7), natomiast tuleja (3) umieszczona jest w tulei (2) zamocowanej na state do plyty stempla
gornego (8).
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